
第28回 化粧文化研究者ネットワーク研究会のお知らせ 

 
 

日本顔学会の皆さま 

 

 朝夕冷え込む季節になりましたが、会員皆さまにおかれましてはご健勝のことと存じます。 

 さて、下記の通り、化粧文化研究者ネットワーク 第28回研究会を開催いたしますのでご案内申し上げます。 

 多数の皆さまのご参加をお待ちしております。 

 

代表 北山 晴一 

 

                        記 

 

◆日時：12月14日（土）14:00～16:30 

 

◆会場：資生堂 五反田オフィス 4階会議室 

     東京都品川区西五反田3-9-1 

     JR・都営浅草線・東急池上線 五反田駅から徒歩約10分 

     東急目黒線 不動前駅から徒歩約4分 

 

◆スケジュール： 

14:00～15:00 講演：高野ルリ子（資生堂 ビューティークリエーション研究センター） 

         テーマ：「笑顔と化粧にともなう印象変化」 

15:15～16:15 討議 

16:15～16:30 諸連絡 

 

◆研究会参加費：500円 

 

◇研究会終了後、17:00～懇親会（別途会費制）を予定しております。 

 こちらもぜひご出席ください。 

 

◆お申し込み： 

研究会・懇親会へのご出席申し込みは、以下①～③を記入の上、 

事務窓口 青木まで（メールアドレス：nobuko.aoki.@to.shiseido.co.jp）ご連絡をお願いします。 

①研究会 ご出席 or ご欠席 

②懇親会 ご出席 or ご欠席 

③ご所属（学校名、会社名など）・お名前 

 

お申し込み先：化粧文化研究者ネットワーク 事務窓口 青木 nobuko.aoki.@to.shiseido.co.jp 

お申し込み締め切り：12月2日（月） 


